
三酸抛光工艺 三酸抛光 昆山韩铝化学表面材料 

产品名称 三酸抛光工艺 三酸抛光 昆山韩铝化学表面材料

公司名称 昆山市韩铝化学表面材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市千灯镇石浦卫泾大街51号

联系电话  18912671876

产品详情

氧化抛光液氧化抛光液是以微米或亚微米级CeO2为磨料的氧化研磨液，三酸抛光剂，该研磨液具有分散
性好、粒度细、粒度分布均匀、硬度适中等特点。适用于高精密光学仪器，光学镜头，微晶玻璃基板，
三酸抛光，晶体表面、集成电路光掩模等方面的精密抛光。氧化铝和碳化硅抛光液是以超细氧化铝和碳
化硅微粉为磨料的抛光液，主要成分是微米或亚微米级的磨料。主要用于高精密光学仪器、硬盘基板、
磁头、陶瓷、光纤连接器等方面的研磨和抛光。

注意事项根据我公司长时间对抛光工艺的摸索与实践，光亮剂在抛光液中几乎消耗相当细微，因此时视
具体的情况配比补加光亮剂，新配抛光溶液抛光时间要短；温度偏高时，抛光时间要短些，若抛光2min
以上仍不光亮时，可观察抛光时液面泡沫的多少，三酸抛光价格，酌情添加光亮剂，泡沫少时可按适当
比例添加部份光亮剂，泡沫多时只要按比例加入磷酸和硫酸即可。生产一段时间后的溶液呈乳白色且粘
度大，所以化学抛光后的产品需要反复清洗，否则酸液残留于工件表面将会导致表面产生白霜点。

1. LED行业LED芯片主要采用的衬底材料是蓝宝石，三酸抛光工艺，在加工过程中需要对其进行减薄和
抛光。蓝宝石的硬度极高，普通磨料难以对其进行加工。在用金刚石研磨液对蓝宝石衬底表面进行减薄
和粗磨后，表面不可避免的有一些或大或小的划痕。CMP抛光液利用“软磨硬”的原理很好的实现了蓝
宝石表面的精密抛光。随着LED行业的快速发展，聚晶金刚石研磨液及二氧化硅溶胶抛光液的需求也与
日俱增。

三酸抛光工艺-三酸抛光-昆山韩铝化学表面材料(查看)由昆山市韩铝化学表面材料有限公司提供。昆山市
韩铝化学表面材料有限公司是一家从事“化工原料及产品,五金材料,化学试剂”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“化工原料及产品,五金材料,化
学试剂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆山韩铝在化学试剂中赢得
了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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